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介绍：本书介绍了真空微电子学的物理基础，讨论了微细结构制造技术，阐述了真空微电

子学的应用及其对未来电子学发展的巨大影响。

说明：登录教客网（https://www.jiaokey.com/book/detail/10877896.html）查找全本
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